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CARMAN HAAS

Miroir de réflexion laser, utilisé dans la cavité laser comme miroir d'extrémité ou pli-miroir, et dans le
faisceau de Delivety comme miroir réfléchissant. Le substrat est typiquement silicium, Cu et MO. Silicon
est le substrateur de miroir le plus couramment utilisé a sa bonne "figure de mérite" propriétés. CU en
raison de sa conductivité élevée est généralement utilisée dans les systemes laser a haute puissance.
Surface résistante a la commande adaptée aux besoins spécifiques de I'environnement physique, il est
généralement non revétu. Dans la cavité laser a faible puissance, telle que le tube de tube de verre et le
tube de tube de verre, le miroir d'extrémité couramment utilisé du silicium, le rayon de courbure peut étre
durci en fonction de la demande du client.

spécification


https://www.opticallenssupplier.com/fr/products/Chinese-95-Reflecting-Rate-Co2-Laser-MO-Mirror.html

Matériel Molybdéne
Tpler{ance de +0.0/-0,1mm
diametre

Tolérance + 0.1mm
d'épaisseur

Ouverture claire

Gratter / creuser

Parallélisme

Bénant

enrobage

> = 90% de diametre

S1: 40-20, S2: beau fond

<1

<0.2x45°

Réflectivité du
revétement HR

MO Reflector Mirror

P/n Diametre EL Matériel enrobage  [Spécialité
(mm) (mm)
RMO-193 |19 3
RMO-203 |20 3
RMO-253 |25 3 Durabilité, convient a toutes sortes de supports
RMO-303 |30 3 Molybdéne déshabillage|physiques
RMO-383 [38.1 3 environnement
RMO-403 |40 3
RMO-505 |50.8 5

Détaillmage







Advantage

* High purity, low absorption material (body absorption less than 0.0005/cm-1)
+ High damage threshold coating (>8000Wem2).
« Lens focusing reaches diffraction limit

Laser light path schematic

(I Laser tube () First mirror (3 Second mirror @ Third mirror (5 Focus lens




Packaging & Shipping
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TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF
--Testing EFL. R. Centering Error. Wedge Angle. BFL. MTF

PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine
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